


































专利名称(译) 气相沉积设备和方法，以及制造有机发光显示设备的方法

公开(公告)号 US20130017633A1 公开(公告)日 2013-01-17

申请号 US13/356301 申请日 2012-01-23

[标]申请(专利权)人(译) 徐相JOON
金胜HUN
KIM晋光
宋承宪YONG

申请(专利权)人(译) SEO，桑俊
KIM，SEUNG-HUN
KIM，JIN-KWANG
宋，SEUNG-YONG

当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 SEO SANG JOON
KIM SEUNG HUN
KIM JIN KWANG
SONG SEUNG YONG

发明人 SEO, SANG-JOON
KIM, SEUNG-HUN
KIM, JIN-KWANG
SONG, SEUNG-YONG

IPC分类号 H01L51/56 C23C16/458 C23C16/00 C23C16/455

CPC分类号 H01L51/001 C23C16/042 C23C16/4587 C23C16/45563 C23C16/45544

优先权 1020110069487 2011-07-13 KR

其他公开文献 US9012257

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种气相沉积设备，其能够执行薄膜沉积工艺并改善所形成的薄膜的特
性，包括具有排气口的腔室;位于腔室中的平台，包括多个安装表面，多
个基板可安装在所述安装表面上;注射单元，具有至少一个注入口，用于
沿平行于多个基板表面的方向将气体注入腔室。
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